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ZAWIADOMIENIE 

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

 

Dnia 15 grudnia 2025 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali seminaryjnej Instytutu Wysokich 
Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Sokołowska 29/37, odbędzie się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej 

 
mgr. inż. Mateusza Jakuba Hajdla 

 
 

Temat rozprawy: „Operating principle of wide (In,Ga)N quantum wells grown by 
plasma-assisted molecular beam epitaxy” 

Promotor: Dr hab. Grzegorz Muzioł, prof. IWC PAN (Instytut Wysokich Ciśnień PAN) 

Recenzenci: Prof. Bernard Gil (Université de Montpellier, Francja)  
Prof. dr hab. Krzysztof Korona (Uniwersytet Warszawski)  
Dr hab. Ewa Przeździecka, prof. IF PAN (Instytut Fizyki PAN)  
 

 
Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w sekretariacie Instytutu Wysokich 
Ciśnień PAN. Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie BIP IWC PAN.  
 
W obronie można również uczestniczyć za pośrednictwem platformy Zoom. Link do spotkania 
otrzymają Państwo po uprzedniej rejestracji na stronie:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/uQ1LcwmwT8S4Vf8IdicVWA  
 
 
 
 
 

 
Prof. dr hab. Michał Boćkowski 

Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN 
/podpisano elektronicznie/ 
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